OBNOVA

RADNE PLOCE

- Radna ploca je jedan od najvaznijih elemenata laboratorijskog namestaja. Pravilan izbor radne
ploée odreduie funkc‘iiu i dugo’rr‘oinos’r |oboro’rori]skog nameé’roio

Melaminska ploéa obostrano oblozena (HPL)

kiseline sa koncentracijom ve¢om od 10 %

koncentrovana hlorovodoni¢na kiselina

azotna kiselina

e zagrejana sumporna kiselina

~ Upotreba: za mobilne i fiksne kabinete, kao dodatak

.' stolovima

R SEEEREEEETaEEESEEEEN za instrumentalne i laboratorijske stolove u
""" standardnoj atmosferi za suva podru¢ja

SSiRmEsSRiREaRRERRRREE ne preporucuje se kori$¢enje u vlaznim i

mokrim prostorijama

toplotna otpornost do 180 °C

Stetne materije:

T Fenolic resin (TRESPA)

t Krihc kiseline sa koncentracijom ve¢om od 10 %
Ste aterije: =~ koncentrovana hlorovodoni¢na kiselina

o azotna kiselina

zagrejana sumporna kiselina

agresivni gasovi ( brom,hlor,azotni oksidi,
sumpor-dioksid )

u vlaznim prostorijama

za stolove pri radu sa razblazenim kiselinama i
bazama i  organskim jedinjenjima

Toplotna otpornost i ve¢a od 200 °C

POLIPROPILEN

ugliovodonici

limunska kiselina

oksalna kiselina

karbon tetrahlorid

dizel ulje

ozon

koncentrovana azotna kiselina

hloroform

petrol

EEEEEE e T benzol

EEEEHEEE T Upotreba: u podru¢jima sa visokom hemijskom otporno$éu
' ' ' ' pri radu sa fluorovodoni¢nim kiselinama

u prostorijama sa radioizotopima

toplotna otpornost do 70 °C
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LABORATORY FURNITURE
RADNE PLOCE e ——————

EPOKSIDNA PLOCA

Kriti¢ne supstance:
Stetne materije:
Upotreba:

nijedna

fluorovodoni¢na kiselina HEEEE
za laboratorijske stolove svih tipova koji

su izlozeni svim vrstama hemikalija osim
fluorovodoni¢ne kiseline

toplotna otpornost ve¢a od .1_0.00.0.(:

KERAMICKE PLOCICE

Kriti¢ne supstance:  nijedna

Stetne materije: fluorovodoni¢na kiselina

za laboratorijske stolove svih tipova koji
su izlozeni svim vrstama hemikalija osim
fluorovodoni¢ne kiseline

Upotreba:

toplotna otpornost veéa od 1UOU

MONOLITNA TEHNICKA KERAMIKA

Kriti¢ne supstance:  Nijedna
Stetne materije: hlorovodoni¢na kiselina
Upotreba: U sredinama sa veoma visokim hem||s-
kim abrazijoma i mehani¢kim negativnim
uticajima _
toplotna otpornost preko ]"OO. FEH
INOX S S

hlorovodoni¢na kiselina
sumporna kiselina
fluorovodoni¢na
oksalna kiselina HHEH
jedinjenja koja sadrze hlor i brom
Mravlja kiselina
Sumporna kiselina
Za maksimalna optere¢enja u oblasti

Kriti¢ne supstance:

Stetne materije:

Upotreba:

i otpornost na rastvarace
toplotna provodljivost preko 1000 °C

dekontaminacife | otpornosti na viagu, g e P
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